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■ Kompatech GmbH, bisher in Zü r i c h ,  CH-020.4.002.225-
8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom
03. 06. 2002, S. 19, Publ. 493058). Statutenänderung:
20. 09. 2007. Sitz neu: R e g e n s do r f .  Domizil neu: Bahnstrasse
164, 8105 Regensdorf. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den
Handel, die Montage und die Wartung von Archiv-, Lager- und
ähnlichen Systemen. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem die
Erbringung von Dienstleistungen in der Hauswartung und Lage-
rungstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an
anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle
Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zu-
sammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland
Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung
vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesell-
schaften und Dritte eingehen. Ausgeschiedene Personen und er-
loschene Unterschriften: Salzmann, Rolf, von Eggiwil, in
Balsthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunter-
schrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6’000.–. Eingetragene
Personen neu oder mutierend: Salzmann, Hans Rudolf, von Eg-
giwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzel-
unterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3’000.– [bisher:
Salzmann, Rudolf, Geschäftsführer]; Salzmann, Iwan, von Eggi-
wil, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzel-
unterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 17’000.– [bisher:
Salzmann, Ivan, in Hirschthal, mit einer Stammeinlage von
CHF 14’000.–].
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